Svarovaci stoly s odsavanim

KemTab Advance

Obj.&.: 510 845

Oblast pouziti Charakteristika
Rezani plazmou do 300 ampérd (kratkodobé do - Nizky objem odsavani
400 A) - Svafena nebo zasouvaci podkladova plocha pro
Pro fezani autogenem, plechy do 150 mm tloustky polozeni materidlu (easyFRAME)
- Velké vany na necistoty
Prednosti - RGzné mozZnosti pneumatického fizeni odsavacich

. e . L klapek v jednotlivych ¢astech stolu
Lepsi kvalita Fezani a nizsi opotrebeni diky

inovativnimu tvaru mista pro polozeni materialu - Modularni konstrukce
(easyFRAME)
. Zadvne exFemvl palrda,dy pfi vlastm/vyrobe . Technické Odaje
svarovanych ¢asti diky zasouvaci konstrukci
podkladové plochy pro polozeni materidlu Zakladni udaje
(easyFRAME) Sitka tabulky (Rezaci 1300 mm, 1.600 mm, 2100 mm, 2.600
Neni potfebné ¢isténi nebo Udrzba ramu podiozka) mm, 3100 mm
podkladové plochy pro polozeni materidlu, protoze Vyéka stolu 700 mm

je mozna jeho jednoducha vyména (easyFRAME) Odstup segmentd =15 rm

Uspora naklad( na energii z dGvodu nizkého
objemu odsavani diky individudlnimu fizeni
odsavacich klapek pouzitého segmentu

. Zadny mechanicky vliv na fezaci zafizeni pfi
bezdotykovém elektronicky-pneumatickém Fizeni
odsavacich klapek

Uspora ¢asu a nakladd na &isténi stolu diky velkym
vanam na necistoty a tim padem vétsSim casovym
intervaldm mezi ¢isténim

Flexibilni dimenzovani velikosti stolu diky
modularni konstrukci (délka, sifka)
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